Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

~ Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

| Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Data da Prova: 25/07/2021

Hora prevista para abertura dos acessos aos locais de prova: 13 horas
Hora prevista para inicio da prova: 14 horas

Hora prevista para término da prova: 18 horas

Duracéo prevista da prova: 4 horas

1. Em fungao da atual situagdo de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), os candidatos deverao comparecer utilizando mascara de protegéo facial, a
ser utilizada, no minimo, durante todo o tempo de permanéncia no local de prova, sendo vedada a sua retirada, exceto em momentos para beber agua.

2. Os candidatos deverao acompanhar a publicacdo na pagina do concurso de edital especifico, que sera feita até o dia 20/07/2021, com os protocolos e
procedimentos de biosseguranga a serem estritamente cumpridos por ambas as partes, Candidatos e UFRJ.

3. Os candidatos deverao comparecer munidos de caneta esferografica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

4. Os candidatos deverao observar o item 10 do Edital UFRJ 255/2019, disponivel na pagina eletrénica do concurso, sem prejuizo da observagéo da sua
integralidade, e, em especial:

4.1. Apresentar documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura (subitem 10.2 do Edital).
4.2. Sera exigida a apresentag¢ao do documento original, ndo sendo aceitas fotocopias, ainda que autenticadas. (subitem 10.2 do Edital).

4.3. Os documentos deverao estar em perfeitas condi¢des, de forma a permitir, com clareza, a identificagdo do candidato e de sua assinatura. (subitem
10.2.2 do Edital).

4.4. Os candidatos que nao apresentarem documento oficial de identidade nao realizardo qualquer das provas. (subitem 10.2.3 do Edital).
5. E vedado aos candidatos prestarem as provas fora do local, data e horario predeterminados pela organizagdo do Concurso Publico. (subitem 10.4 do Edital).

6. Nao sera permitido aos candidatos entrarem no local de realizagao das provas apds o horario previsto para o fechamento dos portdes. (subitem 10.5 do
Edital).

7. Os candidatos deverao guardar, antes do inicio da prova, em embalagem porta-objetos fornecida pelo fiscal, telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrénicos desligados, sob pena de eliminagdo do Concurso Publico.

8. Em caso de discordancia de informagbes os candidatos deverdo entrar em contato com a Central de Atendimento da PR4, via e-mail oficial do concurso
publico: tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br.
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Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ADRIANA DA SILVA ANSELMO 085**++33 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ADRIANA MENDES DA SILVA 0954*+70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ALBERTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 103*++5 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ALESSANDRO DUARTE AMARAL 150%*+++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA 122%%42 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANA CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA 135%+++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANA LUIZA DA FONSECA CARVALHO 058+**++6 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANA LUCIA DO CANTO SILVA 131*+4g1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANDRE DE OLIVEIRA RAMOS DOS SANTOS 091%**+++41 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANDRE PEREIRA LOPES 068*****12 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANDREZA TORRES DE OLIVEIRA 17071 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANDRIELLE DOS SANTOS MENDES 195++++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANDRE PEREIRA MACHADO 079**++64 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANETE DA SILVA 074*=++95 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ANTONIO PAULO DO OUTEIRO CARVALHO 013**+03 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ARTHUR GUILHERME SOUZA 119*+++12 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ARTHUR OSCAR DE CASTRO 151*++400 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
ARTUR NASCIMENTO DO CARMO 104*+++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
BRUNA DE OLIVEIRA FERREIRA SALES 142%+++41 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA SAMUEL 130%*++59 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
BRUNO DA SILVA BARBOSA 056*****10 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
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CAMILA BRANDAO DE ARAUJO DOMINGUES 160**++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CARLOS HENRIQUE CORTES DE BARROS E 7004*++49 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
AZEVEDO
CARLOS HENRIQUE FERREIRA 725472 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CLOVIS CORREIA DE ALBUQUERQUE DA ROCHA 07300 | S N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CRISTIANE DA SILVA PORTUGAL 051%**++90 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CRISTIANO CANTHARINO DE QUEIROZ 173*+++35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CRISTIANO DIONYSIO ALBUQUERQUE NUNES 112409 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
CRISTIANO PEREIRA DE PAULA 106**+14 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 220
DANIEL BRAGA LIMA FERNANDES 139*+++78 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DANIEL RIBEIRO DUARTE 099***+35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DANIELLE FERREIRA BORGES 034+**+++14 | g S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO 093 **11 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DIEGO HENRIQUE COSTA SANTOS 099+**++97 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DIOGO FRANCO FERREIRA 087+**++06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DIORGENES DEIVISON DE OLIVEIRA PAIXAO 12490 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DIVANILDO HERCULANO FERREIRA 004+**++:46 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DOUGLAS SAMPAIO DOS SANTOS 103*+++41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
DEBORA BELLO DE SOUZA FONTES 127509 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
EDNA DIAS DA ROCHA 103*+++0g | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
ELIANE BARBOSA LEAL 081****47 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
ERIC ARANTES BASSI 2817052 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
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EWANDRO DE SOUZA MELO 055+**+*16 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS 106**++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FABIANA ROSA CALLEIA 312075 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
gQLBJIZANE GUILHERME DE JESUS DA CONCEICAO 096**++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FELIPE AZEVEDO DA SILVA 99030 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FELIPE FERREIRA MARTINS 116**+43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FILIPE FRANCISCO DE SOUSA 14043 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FILIPE GOMES LOPES 150%++07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FILIPE VIDEIRA MARTINS 142409 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
FABIO OLIVEIRA DA CUNHA 015+**++85 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
GABRIEL BARRUCI DA SILVA 41804 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
GABRIEL DE SOUSA MARTINS BARBOSA 163**++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
GABRIELA CLAUDINO TINOCO 13030 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
GUILHERME DOS REIS SANTOS 467411 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HANNA PATRICIA DE ASSIS FERREIRA 137423 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HELISON FELIPE BEZERRA DE MORAES 14230 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HERALDO ANTONIO LIRIO VENANCIO 052+**++21 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HIBSON LORRAN RAMALHO DA SILVA FERNANDES | 1g3**++46 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HIURY IVO VIEIRA OLIVEIRA PRADO 105**++00 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
HUGO DO VAL FREIRE FERNANDES 151*+++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 221
ILAN DE SOUSA ROCHA DE ARAUJO 16331 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
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IURI COSTA COSTERMANI 162*++62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JHONES GONGALVES BOTELHO 163*+++56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOELITON SOUSA DA SILVA 178*++70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JONAS DE SOUZA VIEIRA 037+***+62 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOSE ALEX DE SOUSA MORETH 036*****59 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOSE CLAUDIO PAES PIRES 06079 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOSE LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO 101%++26 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOAO PEDRO DA SILVA RIBEIRO 166**++g5 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOAO PEDRO FONSECA DA SILVA 166**+++62 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JOAO VICTOR PACHECO SOBRAL 166**+24 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA 165**+01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
KAIO BARBOSA LAURENTINO 3904*+54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
KALLEU FERREIRA GUIMARAES 133*++6 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LAYZA CARLA DA CRUZ NEVIO DA SILVA 059+***+:42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LEANDRO DA SILVA ROCHA 05760 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LEILA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS 034+**++66 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LETICIA RIBEIRO VIEIRA 10922 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LETICIA CARDOSO GUEDES 154*+++3g8 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LORENA MAMEDE BOTELHO 141%460 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 112
LORRAN HALBERTI DA SILVA 152501 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
LUCCAS DE LIMA MAIA 139*+18 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
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LUCIAM VILELA BARBOSA 136*70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCELO BARROS DE ALMEIDA 137++++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCELO FELIPE ANTUNES DE OLIVEIRA 043**+++19 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCELO LUIS MOREIRA 144*+++58 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCELO MACHADO DE MIRANDA 091#**+++18 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCIO BERNARDO FREITAS 087+***+56 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - NCE - Instituto Tércio Pacitti - Endereco Espago Flex
MARCO DE OLIVEIRA DA SILVA 1415546 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCO FRANCISCO COSTA VILLAS-BOAS 114%047 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCOS ANTONIO DA SILVA PACHECO 036****54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCOS LUIZ SILVERIO RIBEIRO JUNIOR 154*+++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA CALAZANS | 473%++74 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARIO JORGE FERREIRA JUNIOR 079+**+80 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 115
MARLON DOUGLAS VERISSIMO DE LIMA 133*=+1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
MATEUS DE ARAUJO RUFFER 155%+++04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
MATHEUS FERNANDES ALVES LAGARES PINTO 143%++404 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
MATHEUS VIANA DE SOUZA 170%++25 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
MOISES CANTANHEDE ROCHA GOUVEIA 1120475 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO CASTRO 152++++01 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
PABLO HENRIQUE REIS BATISTA 158*+++03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
PABLO VICTOR FRANCA MARMELO 115%++425 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
PABLO VINICIUS DE ANDRADE RODRIGUES 0554*+40 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
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PATRICK ALEXANDER DE CAMPOS 161%++82 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
PATRICK DA SILVA GOMES ALMEIDA 159*++448 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
PEDRO HENRIQUE DA COSTA BRAGA 05402 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RAFAEL BARBOSA SIMOES 4354+*429 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RAFAEL GOMES DE ALMEIDA 136**++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RAFAEL LACERDA DA SILVA 1154*%521 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RAQUEL BARBOSA DE BARROS 138*+++11 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RENATO ALVES VIEIRA 136****%04 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RENATO DA COSTA FERREIRA 122%+403 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RICARDO ANTONIO LIMA ALMEIDA 104*+++02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
'\;{ETBOESRTHA KHRISTINE ALVAREZ MANHAES DE 16590 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
ROBERTO FERREIRA PRUDENCIO DA SILVA 129%+++09 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
ROGERIO DA SILVA SANTOS 097+**++49 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
RONALDO FRANCISCO PEREIRA ABRANTES 031#***=77 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
SEBASTIAO DE SOUSA DE ARAUJO 12706 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 116
SERGIO MURILO DE JESUS GONCALVES 794%**%4:45 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
SHEILA YARA VIEIRA DOS SANTOS 076***73 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
SILVIAHELENA DOS SANTOS AMARAL 12210 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
SILVIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 147436 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
STHER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA LOURENGO | 144**+++g1 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
SUSANO BELIZARIO DE SOUZA 750404 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119




Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

- Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

Edital n°® 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

)4

Opgéo de Vaga: A-116 - Técnico de Tecnologia da Informagao - Suporte a Seguranga e Redes - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

THAYANI DUARTE DE BARROS 161%**++*47 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
THAIS DE OLIVEIRA GONGALVES 109*++73 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
THIAGO ARREGUE DE LEMOS 11002 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
THIAGO LUIZ DONOLA BESSA 116**+++50 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
THIAGO SANTOS DE CARVALHO 15001 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
VERENNA PEREIRA RIBEIRO 152++++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
VERONYKA ANDRADE COSTA 111547 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
VICTOR HENRIQUE DA SILVA SOUZA 132+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
VINICIUS FERRAZ QUINTILIANO 059+**++98 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
WALLACE CARLOS SANTOS GOULART 162++++07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
WILLIAM ANDRADE FEITOSA 12839 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
WILLIAM CONAN MATEUS SOUZA LEITE 139*++57 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119
YGOR DELFINO DA SILVA 104*+++74 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 1° Andar 119




